
Nano Cartucho Filtro Plisado
Medio filtrante de grado nano

Los medios filtrantes con tamaños de poros bien distribuidos
mantienen el  caudal constante

Producción en sala limpia clase �,���

Puede lavarse, secarse y empaquetarse en una sala limpia clase ���

El cartucho filtrante hidrofóbico puede suministrarse opcionalmente 
prehumectado, reduciendo eficazmente el tiempo de preparación 
del sistema
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Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE

DOE, �-��� Plano, �-��� Aleta, �-��� Plano, �-��� Aleta 

Electrónicos, Alimentos y Bebidas, Químicos, Tratamiento de Agua

Longitud

Diámetro Externo

Material de Sellado

Tapa Final

Aplicaciones

10” Cartucho Filtro Plisado de Membrana de PTFE Hidrofóbico

 Caudales

10” Cartucho Filtro Plisado de Membrana de PTFE Hidrofílico

 Caudales

10” Cartucho Filtro Plisado de Membrana de Nilón

 Caudales
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